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产业链一、全球光刻机行业现状
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一、全球光刻机行业现状

p 2015-2020年，全球光刻机销售量总体增长，2020年达413台，同比增长16.7%。2021年全球光刻机销量约450台。

p 全球光刻机销量仍以中低端产品(KrF、i-Line)为主，合计达264台，占比约65%;其次分别为ArF immersio、Arf dry、EUV，

占比分别为19%、8%及8%。
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一、全球光刻机行业现状

p 截止至2021年，全球TOP3企业阿斯麦、尼康、佳能的总营收达到1070亿元左右，同比2020年增长9%左右，其中阿斯麦占

比超过八成。

p 荷兰ASML公司占比达62%，尼康和佳能市场销量占全球总销售量的7%和30%
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二、中国光刻机行业现状

p2019年我国光刻机市场规模就已超过200亿元，占据全球市场的20%以上。随着国内光刻机制造商的成长和崛起，2021年我国光刻机市场规

模达到了300亿元以上。

p2021年中国集成电路销售额超过1万亿元，同比增长18%以上。
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二、中国光刻机行业现状

p2020年，我国进口光刻机数量约240台，进口金额为19亿美元左右；2021年进口数量和进口金额分别约为250台和21亿美元。

p2020年我国光刻机出口数量约40台，出口金额约9550万美元；2021年出口数量和金额分别下降到20台、1650万美元。
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三、中国光刻机发展前景

1、半导体市场增长带动行业发展

• 全球半导体设备行业复苏,受益于下游晶圆巨大需求、服务器云计算和5G基础建设的发展,带动相关芯片的需求。伴随
着成为世界电子产业核心，中国目前已经成为最大的半导体市场，并且继续保持最快的增速。光刻机作为芯片产业链
上游的重要组成部分，受此影响得到大力推动。

2、技术创新带动行业发展

• 提高研发投入和技术水平。光刻机产业的核心在于技术创新，因此，提高研发投入和技术水平是非常关键的。中国光
刻机企业应该加强研发投入，不断提高技术水平和创新能力，推动光刻机产业的发展。

3、加强与国内外半导体企业的合作

• 中国的光刻机产业与半导体产业的发展是相辅相成的。因此，加强与国内外半导体企业的合作，共同推进技术创新和
市场拓展，对于提升中国光刻机产业的竞争力是非常重要的。
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三、中国光刻机发展前景

4、向高端技术领域迈进

• 光刻机是半导体制造中非常关键的一环，高端技术的应用和研发可以提升光刻机的品质和产能，使其在市场上更具有
竞争力。因此，中国光刻机企业应该继续向高端技术领域迈进，不断提升光刻机的精度、速度、分辨率等指标。

5、加强人才培养和引进

• 光刻机产业需要大量的高端人才支持其发展。因此，中国光刻机企业应该加强人才培养和引进，不断提高企业的技术
水平和创新能力。同时，为了保证人才队伍的稳定性和持续性，企业还需要建立完善的人才培养和激励机制。

6、大力推进人工智能和大数据技术的应用

• 随着人工智能和大数据技术的不断发展，其在光刻机产业中的应用也越来越广泛。通过将人工智能和大数据技术与光
刻机产业相结合，可以实现光刻机的自动化和智能化生产，提高光刻机的生产效率和制造精度。
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